




























专利名称(译) 二维阵列超声波探头

公开(公告)号 CN101513352A 公开(公告)日 2009-08-26

申请号 CN200910005777.6 申请日 2009-02-06

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社东芝

申请(专利权)人(译) 株式会社东芝

当前申请(专利权)人(译) 株式会社东芝

[标]发明人 山下洋八
山本纪子
逸见和弘

发明人 山下洋八
山本纪子
逸见和弘

IPC分类号 A61B8/00 B06B1/06 G01S7/523 G01S15/96

CPC分类号 A61B8/4281 A61B8/4483 B06B1/0622

代理人(译) 丁利华

优先权 2008035829 2008-02-18 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一种二维阵列超声波探头，具有二维超声波阵列和形成于该阵列上的表
面保护层。该二维超声波阵列将多个压电振动单元二维排列。该表面保
护层由聚丁二烯系橡胶制成。该聚丁二烯系橡胶由100重量份的聚丁二烯
和1～5重量份的甘油合成。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ff1fd5a8-fada-479f-9735-4996121b2b0b
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/040955761/publication/CN101513352A?q=CN101513352A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN101513352

